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NEPIAHWH

To aBévio (ovopaocia kata IUPAC), ASHRAE R-1150, CAS reg. No 74-85-1, emiong yvwoto w¢
alBuAévio, elvat Evag udpoyovavBpakag Le Loplako TUTo CoHa. Eilval éva axpwio, EVPAEKTO aEplo
pe apudpn ooun otav sival kabapo. To alBévio XpnOLUOTOLELTAL EUPEWG OTN XNULKN Blopnxavia,
KUPLWG yLa Tnv mapaywyr moAvalBuleviou oe Stadopa unkn ahucidwy.

Ol ouoyetioelc avadopdc eival S1eBVWC amodeKTEG CUCXETIOELG TTOU XPNOLLOTIOLOUVTAL O) yLat ThV
emaAnBeuon tng afeBaldtntag opydvwy TOU AELTOUpyoUV o€ amoAutn PBaon kot B) ywa T
Babuovounon opyavwyv mou AelToupyoUlV OE OXETIKA Baon Kol amatteltal n puBULoN aAyvWoTwV
TapaUETPWY oTnV e€lowan Aettoupylog toug. H mio mpoodatn cuoxéton €wdoug tou albeviou
avartuxOnke to 1983 and toug Holland et al.lll. Ano tote unipfav apketég e€ehiselg,

o £xouv SnuooteuBel véeg petprioslc oe uPnAn mieon® to 1987, kaBwWC Kol Ge XOUNAR
Bepuokpacial to 2023,

e 10 1987 8nuoolelBnke amd toug Boushehri et al.® pio véa xapnAng aBepaidtntag,
BewpnTikad BacLoPEVn, CUOXETLON LEWOOUC XOUNANG Ttieong yLa To albévio Kat

e 10 2000 8npooctevBnke pio véa kataotatiki elowon (Smukala et al.’®).

Emopévwg, pmopel mA€éov va e€ayBel pio véa, KAAUTEPN CUCXETLON yla To LEWdeG Tou albeviou. lNa
TO OKOTIO QLUTOV XPNOLUOTIOLOU E pLa avaAuaon Ttou Baciletal ota KaAUTtepa SLAOECLUO TTELPOAUATIKA
Sebopéva LEwdouc. ApXIKA YIVETAL pLa KPLTIKA afloAdynon Twv TELPOUOTIKWY Sedouévwy, Kal
opilovtal Vo katnyopieg dedopévwy — KUpLa kot Seutepelovta Sedopéva. Ta kUpla Sedopéva
XPNOLUOTIOOUVTAL ylot TNV AVATTUEN TNG OUOYXETIONG, &vw To Oeutepevovta Ssdopéva
XpnoLpomnolouvtal Hovo yla Adyoug cUykplong. H ouoxétion l€wdoug LoxUeL amo to TpUTAd onueio
€w¢ toug 580 K kal £wg tnv Ttieon twv 200 MPa. Asdopévou OtL urtdpyxouv Stabotua Sedopéva
oTnV Kplolun Teploxn, mepAapPAveTal emiong €vog 0po¢ CGUOXETLONG yla TNV Kplolun meploxn.
ETIOMEVWG N TIPOTEWOMEVN OUCXETION avadopdg KAaAUTITEL TtThV uypn, aépla, Kplowun Kat
UTtEPKPLOLUN TtEPLOXN).
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